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VERMIS A ONGLE PHOTORETICULABLES EXEMPTS DE MONOMERES INSATURES. 

L'invention concerne une composition cosm6tlque 
pRotor6ticulable, et en particulier un vernis a ongles, 
exempte de monomeres r6actifs comportant une ou plu- 
sieurs doubles liaisons ethyl6niques et contenanl, dans un 
milieu physiologlquement acceptable, 

a) un ou plusleurs polymeres comportant des doubles 
liaisons ethyleniques, le nombre moyen de doubles liaisons 
ethyleniques par molecule de polymfere 6tant sup6rleur k 1, 
et 

b) au moins un photoamorceur radlcalaire, 

ainsi qu'un proced^ de rev§tement cosm^tique d'ongles 
ou de faux-ongles utilisant une telle composition. 
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Vernis h ongles photor^ticuldbles exempts de monomires 

insatur^s 

La presente invention concerne des compositions cosmetiques, en 
5 particulier des vernis a ongles, photoreticulables, exempts de monomeres, ainsi 
qu'un procede de dep6t d*un revetement reticule in situ utilisant ces 
compositions. 

Les compositions de vemis k ongles peuvent Stre employee comme 
10 base pour vernis, comme produit de maquillage des ongles, comme 
composition de fmition, encore appelee top-coat terminologie 
anglosaxonne, k appliquer sur le produit de maquillage des ongles ou bien 
encore comme produit de soin cosmetique des ongles. Ces compositions 
peuvent s'appliquer aussi bien sur les ongles d'etres humains que sur des faux- 
15 ongles. 

On connait dans le domaine des vernis a ongles des compositions 
cosmetiques liquides qui, apres depot sur I'ongle et sous Taction d'un 
rayonnement actinique, subissent des reactions de polymerisation et/ou de 
20 reticulation in situ aboutissant k des r^seaux polym6riques le plus souvent 
reticules. De telles compositions photopolymerisables et/ou photoreticulables 
sont decrites par exemple dans les brevets CA 1 306 954 et US 5 456 905. 

Ces compositions contiennent generalement un ou plusieurs polym^res 
25 et/ou prepolymeres comportant des doubles liaisons ethyleniques 
polymerisables, un ou plusieurs monomeres reactifs a double(s) liaison(s), au 
moins un photoamorceur, eventuellement un ou plusieurs agents inhibant la 
polymerisation prematuree des composants, ou encore des agents 
photosensibilisants permettant de modifier le spectre d'absorption du systeme 
30 de photoamorfage. 

Le principal inconvenient de ces compositions reside dans la toxicite 
des monomeres insatur6s utilises. En effet, ces molecules hautement r6actives 
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et de faible poids mol6culaire diffusent facilement dans les substrats sous- 
jacents et adjacents ou ils reagissent avec les molecules biologiques. 

La demanderesse a cherche a resoudre ce probl^me de toxicite des 
5 compositions cosmetiques photoreticulables de Tart anterieur en mettant au 
point des compositions cosmetiques photoreticulables contenant, comme seuls 
composants reactifs polym^risables ou reticulables, des composes 
macromoleculaires, c'est-a-dire des composants reactifs ayant une masse 
moleculaire suffisante pour emp6cher leur diffusion vers les substrats 
1 0 biologiques voisins. 

La presente invention a par consequent pour objet des compositions 
cosmetiques photoreticulables exemptes de monomeres reactifs a double(s) 
liaison(s) 6thylenique(s), contenant, dans un milieu physiologiquement 
15 acceptable, 

- un ou plusieurs polymeres comportant des doubles liaisons ethyleniques, le 
nombre moyen de doubles liaisons ethyleniques par molecule de polymere 
etant superieur a 1, et 

- au moins un photoamorceur radicalaire. 

20 

L'invention a ^galement pour objet un procede de revetement 
cosmetique d'ongles ou de faux-ongles utilisant ces compositions. 

Comme indique ci-dessus, le nombre moyen de doubles liaisons 
25 ethyleniques portees par les polymeres formant le reseau polymerique reticule 
du revetement durci final doit etre superieur a L En effet, un systeme 
polymerisable constitue de molecules (monomeres, oligomeres ou polymeres) 
portant chacune une seule double liaison forme, aprds reaction de la totalite 
des doubles liaisons, un systdme macromol6culaire a chaines lin^aires ou 
30 ramifi^es mais non pas reticulees. Seule la presence d'une certaine fraction de 
molecules portant au moins deux doubles liaisons et jouant de ce fait le r61e 
d'agent tie reticulation permet d'obtenir un systeme polymdrique r6ticul6. 
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Dans la mise en pratique de la pr^sente invention, le nombre moyen de 
fonctions par molecule de polymere est de preference superieur a 2 et mieux 
encore superieur k 3. 

5 Comme expliqu^ ci-dessus, Tinnocuite des compositions cosmetiques 

photoreticulables de la presente invention est due au fait que les polymferes 
comportant une ou plusieurs doubles liaisons ethyleniques ont une masse 
moleculaire suffisante pour empecher leur diffusion vers et dans les substrats 
biologiques voisins. On entend par masse moleculaire suffisante une masse 
10 moleculaire moyenne en poids sup6rieure ou egale a 500. En particulier, la 
masse moleculaire moyenne en poids peut aller de 500 i 10 000. 

L'innocuite des compositions sera d'autant meilleure que la masse des 
polymeres photoreticulables sera elevee. 

Dans un mode de realisation prefere de Tinvention, les polymeres 
15 photoreticulables ont une masse moleculaire moyenne en poids superieure ou 
egale a 1000, notamment allant de 1000 a 10 000, et de preference allant de 
2000 a 10 000, 

Les polymeres portant des doubles liaisons ethyleniques et ayant une 
20 masse molaire appropriee pour la presente invention sont connus dans la 
technique et disponibles sur le marche. 

On peut citer a titre d'exemples de polymeres photoreticulables 
utilisables dans les compositions cosmetiques de la presente invention : 

25 

a) les polyesters k insaturation(s) ethyienique(s) : 

II s'agit d'un groupe de polymeres de type polyester presentant une ou 
plusieurs doubles liaisons ethyleniques, reparties de maniere aieatoire dans la 
chaine principale du polymere. Ces polyesters insatures sont obtenus par 
30 poly condensation d'un melange 

- de diacides carboxyliques aliphatiques lineaires ou ramifies ou 
cycloaliphatiques comportant notamment de 3 i 50 atomes de carbone, de 
preference de 3 a 20 atomes de carbone, tels que Tacide adipique ou Tacide 
sebacique, de diacides carboxyliques aromatiques ayant notamment de 8 a 
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50 atomes de carbone, de pr^f^rence de 8 ^ 20 atomes de carbone, tels que 
les acides phtaliques, notamment I'acide ter^phtalique, et/ou de diacides 
carboxyliques issus de dimferes d'acides gras k insaturations ethyleniques 
tels que les dimeres des acides oleique ou linoleique decrits dans la 
5 demande EP-A-959 066 (paragraphe [0021]) commercialisms sous les 

denominations Pripol® par la soci^te Unichema ou Empol® par la societe 
Henkel, tous ces diacides devant etre exempts de doubles liaisons 
ethyleniques polymerisables, 

- de diols aliphatiques lineaires ou ramifi6s ou cycloaliphatiques comportant 
10 notamment de 2 ^ 50 atomes de carbone, de pref6rence de 2 i 20 atomes de 

carbone, tels que I'^thyleneglycol, le di^thylfeneglycol, le propylfeneglycol, 
le 1,4-butanediol ou le cyclohexanedimethanol, de diols aromatiques ay ant 
de 6 a 50 atomes de carbone, de preference de 6 ^ 20 atomes de carbone tel 
que le le bisphenol A et le bisphenol B, et/ou de dimeres diols issus de la 
15 reduction des dimdres d'acides gras tels que defmis pr^c^demment, et 

- d'un ou de plusieurs diacides carboxyliques ou leurs anhydrides comportant 
au moins une double liaison ^thyl^nique polym^risable et ayant de 3 a 50 
atomes de carbone, de preference de 3 a 20 atomes de carbone, tels que 
I'acide maleique, I'acide fumarique ou I'acide itaconique. 

20 

b) les polyesters h groupes (meth)aciylate lateraux et/ou teijninaux : 

II s'agit d'un groupe de poly meres de type polyester obtenus par 

polycondensation d'un melange 

- de diacides carboxyliques aliphatiques lineaires ou ramifies ou 
25 cycloaliphatiques comportant notamment de 3 a 50 atomes de carbone, de 

preference de 3 i 20 atomes de carbone, tels que I'acide adipique ou I'acide 
sebacique, de diacides carboxyliques aromatiques ayant notamment de 8 i 
50 atomes de carbone, de preference de 8 a 20 atomes de carbone, tels que 
les acides phtaliques, notamment I'acide terephtalique, et/ou de diacides 
30 carboxyliques issus de dimeres d'acides gras h insaturation 6thyleniques 

tels que les dimeres des acides oleique ou linoleique decrits dans la 
demande EP-A-959 066 (paragraphe [0021]) commercialises sous les 
denominations Pripol® par la socidte Unichema ou Empol® par la societe 
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Henkel, tous ces diacides devant Stre exempts de doubles liaisons 
ethyleniques polymerisables, 

- de diols aiiphatiques lineaires ou ramifies ou cycloaliphatiques comportant 
notamment de 2 a 50 atomes de carbone, de preference de 2 ^ 20 atomes de 

5 carbone, tels que rethyleneglycol, le diethyleneglycol, le propyleneglycol, 

le 1,4-butanediol ou le cyclohexanedimethanol, de diois aromatiques ayant 
de 6 a 50 atomes de carbone, de preference de 6 a 20 atomes de carbone tel 
que le bisph^nol A et le bisph6nol B, et 

- d'au moins un ester d'acide (m6th)acrylique et d'un diol ou polyol ayant de 
10 2 a 20 atomes de carbone, de preference de 2 ^ 6 atomes de carbone, tels 

que le (meth)acrylate de 2-hydroxyethyle, le (meth)acrylate de 2- 

hydroxypropyle et le m6thaciylate de glyc6roL 
Ces polyesters different de ceux decrits ci-dessus sous le point a) par le fait 
que les doubles liaisons ethyleniques ne sont pas situ^es dans la chaine 
15 principale mais sur des groupes lateraux ou a I'extremite des chaines. Ces 
doubles liaisons ethyleniques sont celles des groupes (meth)acrylate presents 
dans le polymere. 

De tels polyesters sont commercialises par exemple par la societe UCB sous 
20 les denominations EBECRYL® (EBECRYL® 450 : masse molaire 1600, en 
moyenne 6 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 652 : masse molaire 
1500, en moyenne 6 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 800 : masse 
molaire 780, en moyenne 4 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 810 : 
masse molaire 1000, en moyenne 4 fonctions acrylate par molecule, 
25 EBECRYL® 50 000 : masse molaire 1500, en moyenne 6 fonctions acrylate 
par molecule) 

c) les polyurethannes et/ou polyurees a groupes (meth)aciylate, obtenus par 
polycondensation 

30 - de diisocyanates, triisocyanates et/ou polyisocyanates aiiphatiques 
cycloaliphatiques et/ou aromatiques ayant notamment de 4 a 50, de 
preference de 4 a 30 atomes de carbone, tels que 
rhexamethylenediisocyanate, Tisophoronediisocyanate, le 
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toluenediisocyanate, le diph^nylmethanediisocyanate ou les isocyanurates 
de formule 



resultant de la trimerisation de 3 molecules de diisocyanates OCN-R-CNO, 
ou R est un radical hydrocarbone lineaire, ramifi^ ou cyclique comportant 
de 2 a 30 atomes de carbone ; 

- de polyols, notamment de diols, exempts d'insaturations 6thyleniques 
polymerisables, tels que le 1,4-butanediol, I'ethyleneglycol ou le 
trimethylolpropane, et/ou de polyamines, notamment de diamines, 
aliphatiques, cycloaliphatiques et/ou aromatiques ayant notamment de 3 a 
50 atomes de carbone, telles que T^thylfenediamine ou 
rhexam6thylenediamine, et 

- d'au moins un ester d'acide (meth)acrylique et d'un diol ou polyol ayant de 
2 a 20 atomes de carbone, de preference de 2 a 6 atomes de carbone, tels 
que le (meth)acrylate de 2-hydroxyethyle, le (meth)acrylate de 2- 
hydroxypropyle et le methacrylate de glycerol, 

De tels polyurethannes/polyurees h groupes acrylates sont commercialises par 
exemple sous la denomination SR 368 (tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate- 
triacrylate) ou CRAYNOR® 435 par la society CRAY VALLEY, ou sous la 
denomination EBECRYL® par la societe UCB (EBECRYL® 210 : masse 
molaire 1500, 2 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 230 : masse 
molaire 5000, 2 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 270 : masse 
molaire 1500, 2 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 8402 : masse 
molaire 1000, 2 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 8804 : masse 
molaire 1300, 2 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 220 : masse 
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molaire 1000, 6 fonctions aciylate par mol6cule, EBECRYL* 2220 : masse 
molaire 1200, 6 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 1290 : masse 
molaire 1000, 6 fonctions acrylate par molecule, EBECRYL® 800 : masse 
molaire 800, 6 fonctions acrylate par molecule). 

On peut egalement citer les polyur6thannes aliphatiques diacrylate 
hydrosolubles commercialisms sous les denominations EBECRYL 2000, 
EBECRYL® 2001 et EBECRYL® 2002, et les polyur6thannes diacrylate en 
dispersion aqueuse commercialisms sous les denominations commerciales 
IRR® 390, IRR® 400, IRR® 422 IRR® 424 par la soci6tm UCB. 

d) les poly ethers a groupes (meth)acrylate obtenus par est^rification, par 
Tacide (meth)acrylique, des groupes hydroxyle terminaux 
d'homopolymferes ou de copolymeres d'alkyleneglycols en Cm, tels que le 
poly6thyl^neglycol, le polypropyleneglycol, les copolymeres d'oxyde 
d'ethylene et d'oxyde de propylene ayant de preference une masse 
moleculaire moyenne en poids inf6rieure a 10 000, le trimethylolpropane 
polyethoxyie ou polypropoxyle,. 
Des polyoxyethylenes-di(meth)acrylate de masse molaire appropri^e sont 
commercialises par exemple sous les denominations SR 259, SR 344, SR 610, 
SR 210, SR 603 et SR 252 par la socia6 CRAY VALLEY ou sous la 
denomination EBECRYL® 11 par UCB. Des triacrylates de 
trimethylolpropane polyethoxyie sont commercialises par exemple sous les 
denominations SR 454. SR 498, SR 502, SR 9035, SR 415 par la societe 
CRAY VALLEY ou sous la denomination EBECRYL® 160 par la societe 
UCB. Des triacrylates de trimethylolpropane polypropoxyle sont 
commercialises par exemple sous les denominations SR 492 et SR 501 par la 
societe CRAY VALLEY. 

e) les epoxyacrylates obtenus par reaction entre 

- au moins un diepoxyde choisi par exemple parmi : 

• rether diglycidylique de bisphenol A, 

• une resine diepoxy resultant de la reaction entre I'ether diglycidylique 
de bisphenol A et I'epichlorhydrine, 
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• une r^sine epoxy ester a extremites a,a)-di6poxy r6sultant de la 
condensation d'un diacide carboxylique ayant de 3 ^ 50 atomes de carbone 
avec un exces stoechiometrique de (i) et/ou (ii), et 

• une resine epoxy^her a extremites a,OD-diepoxy resultant de la 
5 condensation d'un diol ayant de 3 a 50 atomes de carbone avec un exces 

stoechiometrique de (i) et^ou (ii), 

• les huiles naturelles ou synthetiques portant au moins 2 groupes 
epoxyde, telles que Thuile de soja epoxydee, Thuile de lin epoxydee et Thuile 
de vemonia epoxydee, 

10 • un polycondensat phenol-formaldehyde (r6sine Novolac®), dont les 

extremites et/ou les groupes lateraux ont 6t6 epoxydes, 
et 

- un ou plusieurs acides carboxyliques ou polyacides carboxyliques 
comportant au moins une double liaison ethylenique en a,p du groupe 
15 carboxylique comme I'acide (meth)acrylique ou Tacide crotonique ou les 

esters dacide (meth)acrylique et d'un diol ou polyol ayant de 2 a 20 atomes 
de carbone, de preference de 2 a 6 atomes de carbone tels que le 
(meth)acrylate de 2-hydroxyethyle. 

20 De tels polymeres sont commercialises par exemple sous les denominations SR 
349, SR 601, CD 541, SR 602, SR 9036, SR 348, CD 540, SR 480, CD 9038 par 
le societe CRAY VALLEY, sous les denominations EBECRYL® 600 et 
EBECRYL® 609, EBECRYL® 150, EBECRYL® 860, EBECRYL® 3702 par la 
societe UCB et sous les denominations PHOTOMER® 3005 et PHOTOMER® 

25 3082 par la societe HENKEL. 

£) les poly(meth)acrylates d*(alkyle en C1.50) comportant au moins deux 
fonctions a double liaison ethyl6nique portees par les chaines hydrocarbonees 
lat^rales et/ou terminales, 
30 De tels copolymeres sont commercialises par exemple sous les denominations 
IRR® 375, OTA® 480 et EBECRYL® 2047 par la societe UCB. 

g) les polyorganosiloxanes a groupes (meth)acrylate ou (meth)acrylamide 
obtenus respectivement 
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- par esterification, p, ex. par Tacide (m6th)acrylique, de 
polyorganosiloxanes, de preference de polydimethylsiloxanes (PDMS), 
portant des groupes hydroxyle terminaux et/ou lateraxix, 
. par amidification, par exemple par I'acide (m6th)acrylique, de 
polyorganosiloxanes porteurs de groupes amine primaire ou secondaire 
lateraux et/ou terminaux. 
Comma PDMS hydroxyles on peut citer en particulier des PDMS comportant 
au moins deux groupes hydroxy alky le en Ci.6 et les dim^thicone-copolyols 
avec des groupes hydroxyle lateraux ou terminaux. 

Des polydimethylsiloxanes a,a)-dihydroxyles esterifiables sont commercialisms 
sous les denominations TEGOMER® H-Si 2 1 1 1 et TEGOMER® H-Si 23 1 1 par 
la soci6t6 GOLDSCHMIDT. Des polydimethylsiloxanes a,(0-diacrylate sont 
disponibles a la soci6t6 SHIN-ETSU sous les references X-22-164 B et X-22- 
164C. 

Comme PDMS amines, on peut citer en particulier des PDMS comportant au 
moins 2 groupes aminoalkyle en Ci.io, par exemple la silicone amin6e 
commercialisee sous la denomination Q2-8220 par la societe DOW 
CORNING. 

20 Avantageusement, les polymeres silicones de ce groupe sont utilises en 
mdlange avec un ou plusieurs polymeres des autres groupes a) a f) decrits ci- 
dessus, notamment pour modifier le caractere hydrophobe de la composition 
finale. 

25 h) les perfluoropolyethers a groupes acrylate obtenus par esterification, par 
exemple par I'acide (meth)acrylique, de perfluoropolyethers portant des 
groupes hydroxyle lateraux et/ou terminaux. 

De tels perfluoropolyethers a,co-diols sont decrits notamment dans EP-A- 
1057849 et sont commercialises par la societe AUSIMONT sous la 
30 denomination FOMBLIN^ZDIOL, 

i) les dendrim^res et polymeres hyperramifi6s portant des groupes terminaux 
(meth)acrylate ou (meth)actylamide obtenus respectivement par esterification 
ou amidification de dendrimeres et de polymeres hyperf'amifies k fonctions 
terminales hydroxyle ou amino, par de I'acide (meth)acrylique. 



10 
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Les dendrimeres (du grec dendron = arbre) sont des molecules polymdres 
"arborescentes", c'est-a-dire tr6s ramifiees inventees par D. A. Tomalia et son 
6quipe au d^but des annees 90 (Donald A. Tomalia et aL, Angewandte 
Chemie, Int. Engl. Ed., vol. 29, n^ 2, pages 138 - 175). II s^agit de structures 

5 construites autour d*un motif central generalement polyvalent. Autour de ce 
motif central, sont enchaines, selon une structure parfaitement d6termin6e, des 
motifs ramifies d'allongement de chaine donnant ainsi naissance a des 
macromolecules symetriques, monodispersees ayant une structure chimique et 
stereochimique bien d6fmie. Des dendrimeres de type polyamidoamine sont 

10 commercialises par exemple sous la denomination STARBUST® par la soci6t6 
DENDRITECH. 

Les polym^res hyperramifies sont des polycondensats, generalement de type 
polyester, polyamide ou polyethyleneamine, obtenus a partir de monomeres 
multifonctionnels, qui ont une structure arborescente similaire a celle des 
15 dendrimeres mais beaucoup moins reguliere que celle-ci (voir par exemple 
WO-A-93/17060 et WO 96/12754). 

La societe PERSTORP commercialise sous la denomination BOLTORN^ des 
polyesters hyperramifies. On trouvera sous la denomination COMBURST^ de 
la societe DENDRITECH des polyethyleneamines hyperramifi6es. Des 
20 poly(esteramide) hyperramifies k extremit^s hydroxyle sont commercialisms 
par la societe DSM sous la denomination HYBRANE®. 

Ces dendrimeres et polymeres hyperramifies esterifies ou amidifies par Tacide 
acrylique et/ou methacrylique se distinguent des polymeres decrits sous les 

25 points a) a h) ci-dessus par le tres grand nombre de doubles liaisons 
ethyleniques presentes. Cette fonctionnalite elevee, le plus souvent superieure 
k 5, les rend particulierement utiles en leur permettant de jouer un role de 
"noeud de reticulation", c*est-a-dire de site de reticulation multiple. 
Dans un mode de realisation pr6fer6 de Tinvention, on utilisera par consequent 

30 ces polymeres dendritiques et hyperramifies en association avec un ou 
plusieurs des polymeres et/ou oligomeres a) h h) ci-dessus. 

Comme autres polymferes utilisables selon invention, on pent 
egalement utiliser im polyene associ6 k un polythiol. 
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Le polyene est un polym^re tel que ceux definis pr6c6demment sous a) 
k i), ou bicn un polymere comportant au moins deux groupes allyliques 
terminaux et/ou lateraux. Ce denier polymere peut r^sulter de la 
polycondensation 

5 - de diols aliphatiques lin6aires ou ramifies ou cycloaliphatiques comportant 
notamment de 2 a 50 atomes de carbone, de preference de 2 a 20 atomes de 
carbone, tels que I'ethyleneglycol, le diethyleneglycol, le propyleneglycol, 
le 1,4-butanediol ou le cyclohexanedimethanol, de diols aromatiques ayant 
de 6 a 50 atomes de carbone, de preference de 6 a 20 atomes de carbone tel 
10 que le bisphenol A ou le bisphenol B, 

- de diacides carboxyliques aliphatiques lineaires ou ramifies ou 
cycloaliphatiques comportant notamment de 3 a 50 atomes de carbone, de 
preference de 3 d 20 atomes de carbone, tels que Tacide adipique ou Tacide 
sebacique, de diacides carboxyliques aromatiques ayant notamment de 8 a 
15 50 atomes de carbone, de preference de 8 a 20 atomes de carbone, tels que 

les acides phtaliques, notamment Tacide terephtalique, et/ou de diacides 
carboxyliques issus de dimeres d'acides gras a insaturations ethyleniques, 
ou de diisocyanates, triisocyanates et/ou polyisocyanates aliphatiques 
cycloaliphatiques et/ou aromatiques ayant notamment de 4 a 50, de 
20 preference de 4 a 30 atomes de carbone 

en presence d'un monoalcool porteur de 2 groupes a insaturation allylique 
comme Tether diallylique de trim^thylolpropane, Ce monoalcool joue le rdle 
d'agent de terminaison de chaine, 

25 Le polythiol est un compose organique oligomere ou polymere portant 

plus de 2 groupes thiol lateraux ou terminaux. Par exemple, les poly thiols 
resultent de I'esterification d'un polyol, comportant notamment de 4 a 10 
atomes de carbone, et d'un monoacide carboxylique a fonction thiol 
comportant notamment de 2 a 6 atomes decarbone, tel que I'acide 

30 thioglycolique ou I'acide 2-mercaptopropionique. Comme polythiol, on peut 
citer le tris-((3-mercaptopropionate) de trimethylolpropane et le 
tetrathioglycolate de pentaerythritol. 
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Les polymeres comportant des doubles liaisons ethyl6niques d^crits ci- 
dessus representent g6n6ralement de 0,1 a 99 % en poids, et de preference de 1 
a 90 % en poids de la composition cosm6tique photoreticulable de la presente 
invention. 

5 

Les photoamorceurs utilisables dans les compositions cosmetiques de 
la presente invention sont egalement connus dans la technique et sont decrits, 
par exempie dans les articles suivants dont le contenu fait partie int6grante de 
la presente demande : "Les photoinitiateurs dans la r6ticulation des 

10 revetements", G. Li Bassi, Double Liaison - Chimie des Peintures, n"* 361, 
novembre 1985, pages 34 - 41 ; "Applications industrielles de la 
polymerisation photoinduite", Henri Strub, UActualit6 Chimique, fevrier 2000, 
pages 5 - 13 ; et "Photopolymeres : considerations theoriques et reaction de 
prise". Marc, J.M. Abadie, Double Liaison - Chimie des Peintures, n"" 435 - 

15 436, 1992, pages 28 -34. 

Ces photoamorceurs englobent 
• les a-hydroxycetones, commercialisees par exempie sous les denominations 
IRGACURE® 184, 1 173, 2959, 149, 1000, 500 et 4265 par la social CIBA, 

20 •les a-aminocetones, commercialises par exempie sous les denominations 

IRGACURE® 907 et 369 par la society CIBA, 
•les chloroacetophenones commercialisees par exempie sous les 
denominations TRIGONAL® P par la society AKZO et SANDORAY® 1000 
par la societe SANDOZ, 

25 •les cetones aromatiques commercialisees par exempie sous les 

denominations DAITOCURE® par DAINIPPON, UVECRYL® P 36 par 
UCB, ESACURE® TZT par LAMBERTI, et QUANTACURE® ITX par 
WARD BLENKINSOP. On pent egalement citer les thioxanthones (par 
exempie ULTRACURE® DXT de SHERWIN WILLIAMS) et les quinones 

30 (2-ethylanthraquinone de BASF). Ces cetones aromatiques n6cessitent le 

plus souvent la presence d'un compost donneur d'hydrogfene tel que les 
amines tertiaires et plus particuli^rement les alcanolamines 
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• les ethers de benzoTne commercialisms par exemple sous la denomination 
ESACURE® EB-3 par la society LAMBERT! et sous la denomination 
TRIGONAL® 14 par AKZO, 

• les derives a-dicarbonyles dont le representant le plus courant est le 
5 benzyldimethylcetal commercialism sous la denomination IRGACURE® 65 1 

par CIBA. D'autres produits commerciaux sont commercialises par la 
societe LAMBERTI sous la denomination ESACURE® KBO et par la 
societe WARD BENKINSOP sous la denomination QUANTACURE® 
PDO. 

10 •les oxydes d'acylphosphine, tels que par exemple les oxydes de bis- 

acylphosphine (BAPO) commercialises par exemple sous la denomination 
IRGACURE® 819, 1700, 1800 et 1850 et DAROCUR® 4265 par la societe 
CIBA. 

15 Un groupe particulier de photoamorceurs utilisables dans les 

compositions cosmetiques photoreticulables de la presente invention est celui 
des photoamorceurs copolymerisables. II s*agit de molecules comportant a la 
fois un groupe photoamorceur capable d'une scission radicalaire photoinduite 
et au moins une double liaison ethyl6nique. Les photoamorceurs de ce groupe 

20 pr6sentent Tavantage par rapport aux photoamorceurs classiques enumer6s ci- 
dessus de pouvoir etre integr6s, par Tinterm^diaire de la double liaison, dans le 
systeme macromol6culaire. Cette possibilite diminue la concentration de 
photoamorceurs residuels libres n'ayant pas subi de coupure radicalaire 
photoinduite et ameliore par consequent Tinnocuite des compositions 

25 cosmetiques. 

On pent citer a titre d'exemples de tels photoamorceurs 
copolymerisables les derives acryles de benzophenone commercialises par la 
societe UCB sous les denominations EBECRYL® P36 et EBECRYL® P37. 

30 Dans un mode de realisation prefere de Tinvention, on utilise des 

photoamorceurs polymeres ou des photoamorceurs fix6s sur une molecule de 
masse molaire elevee. Le choix d'un tel photoamorceur de masse elevee 
presente le meme avantage que la selection de composants copolymerisables 
exclusivement polymeres, k savoir une meilleure innocuite des compositions 
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20 



cosmetiques photoreticulables due a ['absence de petites molecules tr^s 
reactives susceptibles de diffuser vers les substrats biologiques voisins. 
Comme pour les composants copolym^risables, la masse mol6culaire moyenne 
en poids du photoamorceur est de pref6rence au moins egale a 500. 

On peut citer a titre d'exemple roligom^re d'a-hydroxycetone 
correspondant a la formule suivante : 



et qui est commercialism sous les denominations ESACURE KIP 150 et 
ES ACURE® KIP EM par la soci6te LAMBERTL 

Le polymere sur lequel est fixe le groupe photoamorceur peut 
6ventuellement comporter une ou plusieurs doubles liaisons ethyleniques 
permettant eventuellement I'integration, dans le reseau macromoleculaire, des 
molecules de photoamorceurs n'ayant pas subi de scission photoinduite. 

On peut citer a titre d'exemples de tels photoamorceurs de masse 
moleculaire elevee portant des doubles liaisons ethyleniques, ceux 
correspondant aux formules suivantes : 



CH3 




avec n = 2 ou 3 



J n 
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avecn = la20 R = H ou — ^C— CH3 ou — O"' ^CH=CH2 

CHj 

structures decrites dans les articles suivants : S. Knaus, Pure Appl. Chem., 
A33(7), 869 (1996) ; S. Knaus, J. Polym. Sci, Part A = Polym. Chem., 33, 929 
5 (1995) ; et R. Uskii, Rad'Tech Europe 97, Lyon, F, 1997, Conference 
Proceedings. 

On utilise de preference dans les compositions cbsm^tiques 
photor6ticulabIes de la pr^sente invention un melange de photoamorceurs 
10 absorbant la lumiere k differentes longueurs d'ondes. II est ainsi possible 
d'adapter le spectre d'absorption des compositions cosm^tiques 
photoreticulables au spectre d'^mission des sources de lumiere utilis6es. 

La concentration du ou des photoamorceurs utilisee depend d'un grand 
15 nombre de facteurs comme par exemple de la reactivite des differents 
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composants du melange, de la presence de pigments ou de colorants, de la 
densite de reticulation recherchee, de Tintensite de la source lumineuse ou du 
temps d'exposition. 

Pour obtenir des proprietes mecaniques satisfaisantes, on utilisera 
5 generalement une quantite totale de photoamorceur(s) au moins egale a 0,1 % 
en poids et au plus 6gale a 10 % en poids, et de preference comprise entre 
0,2 % et 5 % en poids, rapportee au poids total de polymere (a) comportant des 
doubles liaisons ethyleniques, 

10 Les compositions cosmetiques photor^ticulables de la presente 

invention peuvent contenir un ou plusieurs solvants choisis parmi Teau et les 
solvants organiques physiologiquement acceptables parmi lesquels on peut 
citer 

a) les cetones liquides a temperature ambiante telles que la methylethylcetone, 
15 la methylisobutylcetone, la diisobutylcetone, I'isophorone, la 

cyclohexanone et Tacetone, 

b) les alcools liquides a temperature ambiante tels que I'ethanol, Visopropanol, 
le diacetone-alcool, le 2-butoxyethanol ou le cyclohexanol, 

c) les glycols liquides k temperature ambiante tels que T^thyleneglycol, le 
20 propyleneglycol, le pentyldneglycol et le glycerol, 

d) les ethers de propyl6neglycol liquides k temperature ambiante tels que le 
monomethylether de propyleneglycol, Tacetate de rather monomethylique 
de propyleneglycol, le mono-n-butylether de dipropyleneglycol, 

e) les esters a courte chaine (comportant au total de 3 a 8 atomes de carbone) 
25 tels que Tacetate d'ethyle, Tacetate de methyle, Tacetate de propyle, Tacetate 

de n-butyle et I'ac^tate d'isopentyle, 

f) les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, I'heptane, le 
dodecane, le cyclohexane, 

g) les hydrocarbures aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le 
30 toluene et le xylene, 

h) les silicones liquides k temperature ambiante et 

i) des melanges de ceux-ci. 




La teneur en solvant dans la composition peut aller de 0,1 % a 80 % en 
poids, par rapport au poids total de la composition, et de preference de 1 a 
60 % en poids. 

Selon un mode particulier de la composition selon Tinvention, la 
composition est exempte de solvant. 

Les compositions cosmetiques photoreticulables de la presente 
invention peuvent contenir en outre des adjuvants et additifs utilises 
couramment dans des vemis h ongles, choisis notamment parmi les pigments 
et colorants, les agents plastifiants, les agents de coalescence, les agents 
conservateurs, les cires, les agents epaissisants, les parfiims, les filtres UV, les 
actifs cosmetiques pour le soin des ongles, les agents d'etalement, les agents 
anti-mousses et les agents dispersants. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ces eventuels 
adjuvants et additifs de maniere a ce que les proprietes avantageuses des 
compositions selon Tinvention ne soient pas, ou pratiquement pas alterees par 
I'adjonction envisagee. 

Lorsque la composition comprend des pigments et/ou colorants, il 
convient en particulier d'adapter le spectre d'absorption des pigments et/ou 
colorants utilises a celui des photoamorceurs, ou inversement le spectre 
d'absorption des photoamorceurs a celui des pigments et/ou colorants utilises, 
afin d'eviter que ces deux types de composes absorbent la lumiere aux memes 
longueurs d'onde. En effet, I'absorption de la lumiere par les pigments et/ou 
colorants rendrait presque totalement inefficaces les photoamorceurs presents 
au-dela d'une certaine profondeur du revetement. 

La presente invention a 6galement pour objet un proced6 de 
rev6tement cosmetique d'ongles naturels ou de faux-ongles. 

Ce procede comprend 
- Tapplication d'une composition cosmetique photoreticulable contenant, 
dans un milieu physiologiquement acceptable, (a) un ou plusieurs 
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oligomeres et/ou polymferes comportant des doubles liaisons ethyleniques, 
le nombre moyen de doubles liaisons ethyleniques par mol6cule 
d^oligomere et/ou de polymere etant superieur a 1, et (b) au moins un 
photoamorceur radicalaire, sur des ongles ou faux-ongles, et 
5 - Fexposition du film depose a un rayonnement de longueur d'onde approprie 
pendant un temps suffisant pour induire la reticulation dudit film. 

Lorsque la composition comprend un solvant organique volatil ou de 
Teau, le film est expose au rayonnement apr6s Evaporation du solvant ou de 
10 I'eau. 

Dans un mode de realisation particulier du proced6 de la pr6sente 
invention, le substrat keratinique (ongles, faux-ongles, cils, faux-cils, cheveux 
et protheses capillaires) sur lequel est deposee la composition cosmetique 
photoreticulable est deja convert par un premier revetement cosm6tique non 

15 reticulable, tels qu'une couche de base ou de vemis a ongles usuel. 

La composition cosmetique photoreticulable constitue alors une 
couche de protection {top coai) du premier revetement cosmetique non 
reticulable. La composition pent ^galement Stre deposee seule sur I'ongle pour 
le prot^ger. Dans ce mode de realisation, la composition cosmetique 

20 photoreticulable est de preference non coloree, c'est-i-dire exempte de 
pigments et de colorants. 

Les rayonnements appropries pour la reticulation des compositions 
cosmetiques de la presente invention ont une longueur d'onde comprise entre 
25 210 et 600 nm, de preference entre 250 et 400 nm. On pent Egalement 
envisager I'utilisation de lasers. 

Dans un mode de realisation prefere de Tinvention, on utilise une 
lampe UV et en particulier une lampe a vapeur de mercure, eventuellement 
dopee par d'autres elements, tels que le gallium, permettant de modifier le 
30 spectre d'emission de la source lumineuse. 

La duree d'exposition du film depose au rayonnement depend de 
differents facteurs tels que la nature chimique et la concentration des 
composants reactifs ou encore de la densite de reticulation recherchee. 
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Pour les vemis ^ ongles, on cherchera generalement a obtenir des 
resultats satisfaisants pour un temps d'expositiori compris entre 1 et 20 
minutes, de pr6f6rence entre 2 et 10 minutes. 

Ce temps de durcissement ne correspond de preference pas k la 
reticulation totale du systeme, c'est-a-dire a la reaction de la totalite des 
doubles liaisons presentes. Pour garantir une bonne tenue des vemis a ongles 
dans le_temp_s,_ il est interessant^d'obtenir^^^^^ une_deMit6 de rMculation 

importante en surface du film assurant ime bonne resistance m6canique, et une 
faible reticulation au niveau de I'interface revStement-substrat indispensable k 
la bonne adherence du film depose au substrat. 



• 
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Exemple 1 

On a prepare un vemis ^ ongles photor6ticulable ayant la composition 
suivante : 

polyester a groupements acrylate 

vendu sous la denomination EBECRYL® 83 

par la soci6t6 UCB 96,5 g 

photoamorceur 



On applique la composition sur les ongles sous forme d'un film 
d'epaissear d'environ 50 \im et Ton irradie ce film pendant 5 minutes avec un 
rayonnement UV emis par une lampe "Philips Original UVA" commercialisee 
par la societe Philips dont le domaine de longueur d^onde efficace va de 340 a 
365 nm. La lampe est placee une distance d'environ 50 cm des ongles et 
pendant la duree d'exposition, on incline les mains altemativement dans un 
sens et dans I'autre de maniere a repartir le rayonnement uniformement sur 
toute la surface des ongles. 

On obtient ainsi un film sec au toucher, non coUant, brillant et dur. 

Exemple 2 

On procede de la maniere decrite dans I'Exemple 1 en utilisant la 
composition cosmetique suivante : 

polyester a groupements acrylate 

vendu sous la denomination EBECRYL® 140 

par la societe UCB 96,5 g 

photoamorceur 



(IRGACURE* 500, CffiA) 



3,5 g 



(IRGACURE® 500, CIBA) 
pigments 



3,5 g 
q.s. 



On obtient ainsi un film dur, brillant et non collant. 
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Exemple 3 

On precede de la maniere decrite dans TExemple 1 en utilisant la 
composition cosmetique suivante : 
polyur^thanne-triacrylate 
vendu sous la denomination CRAYNOR® 435 
par la societe CRAY VALLEY 95 g 

photoamorcevir 



(IRGACURE*' 500, CfflA) 
pigments 



3.5 g 



q.s. 



On obtient ainsi vai film diir, brillant et non collant. 




REVENDICATIONS 

1 . Composition cosmetique photoreticulable contenant, dans un milieu 
physiologiquement acceptable, 

a) un ou plusieurs polymeres comportant des doubles liaisons ethyleniques, le 
5 nombre moyen de doubles liaisons ethyleniques par molecule de polymere 

etant superieur a 1, et 

b) au moins un photoamorceur radicalaire, 

caracterisee par le fait qu'elle est exempte de monomeres r6actifs de masse 
moleculaire inferieure k 500 comportant une ou plusieurs doubles liaisons 
10 ethyleniques. 

2. Composition cosmetique photoreticulable selon la revendication 1, 
caracterisee par le fait que le nombre moyen de doubles liaisons ethyleniques par 
molecule de polymere est superieur a 2, et de preference superieur ou egal a 3. 

15 

3. Composition cosmetique photoreticulable selon la revendication 1 ou 2, 
caracterisee par le fait que le ou les polymeres sont choisis parmi, 

a) les polyesters k insaturation(s) ethylenique(s) obtenus par polycondensation 

- de diacides carboxyliques aliphatiques lineaires ou ramifies ou 
20 cycloaliphatiques comportant notamment de 3 a 50 atomes de carbone, de 

preference de 3 d 20 atomes de carbone, de diacides carboxyliques 
aromatiques ayant notamment de 8 a 50 atomes de carbone, de preference 
de 8 a 20 atomes de carbone, et/ou de diacides carboxyliques issus de 
dimeres d'acides gras a insaturations ethyleniques, tons ces diacides etant 
25 exempts de doubles liaisons ethyleniques polymerisables, 

- de diols aliphatiques lineaires ou ramifi6s ou cycloaliphatiques comportant 
notamment de 2 a 50 atomes de carbone, de preference de 2 i 20 atomes de 
carbone, de diols aromatiques ayant de 6 a 50 atomes de carbone, de 
preference de 6 a 20 atomes de carbone, et/ou de dimeres diols issus de la 

30 reduction des dimeres d'acides gras tels que definis precedemment, et 

- d'un ou de plusieurs diacides carboxyliques ou leurs anhydrides comportant 
au moins une double liaison ethylenique polymerisable et ayant de 3 a 50 
atomes de carbone, de preference de 3 a 20 atomes de carbone, 
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b) les poJj'esters a groupes (meth)acrylate lateraux et/ou terminaux obtenus par 
polycondensation 

- de diacides carboxyliques aliphatiques lin^aires ou ramifies ou 
cycloaliphatiques comportant notamment de 3 a 50 atomes de carbone, de 
preference de 3 a 20 atomes de carbone, de diacides carboxyliques 
aromatiques ay ant notamment de 8 ^ 50 atomes de carbone, de pr6f6rence 
de 8 a 20 atomes de carbone, et/ou de diacides carboxyliques issus de 
dimferes d'acides gras a insaturation ethyleniques, tous ces diacides etant 
exempts de doubles liaisons ethyleniques polymerisables, 

- de diols aliphatiques lineaires ou ramifies ou cycloaliphatiques comportant 
notamment de 2 ^ 50 atomes de carbone, de preference de 2 ^ 20 atomes de 
carbone, de diols aromatiques ayant de 6 d 50 atomes de carbone, de 
preference de 6 a 20 atomes de carbone, et 

- d*au moins un ester d'acide (meth)aciylique et d*un diol ou polyol ayant de 
2 a 20 atomes de carbone, de preference de 2 i 6 atomes de carbone, 

c) les polyurethannes et/ou polyurees k groupes (meth)acrylate obtenus par 
polycondensation 

- de diisocyanates, triisocyanates et/ou polyisocyanates aliphatiques 
cycloaliphatiques et/ou aromatiques ayant notamment de 4 a 50, de 
preference de 4 a 30 atomes de carbone, 

- de polyols, notamment de diols, exempts d'insaturations ethyleniques 
polymerisables, tels que le 1,4-butanediol, rethyleneglycol ou le 
trimethylolpropane, et/ou de polyamines, notamment de diamines, 
aliphatiques, cycloaliphatiques et/ou aromatiques ayant notamment de 3 a 
50 atomes de carbone, et 

- d'au moins un ester d'acide (meth)acrylique et d'un diol ou polyol ayant de 
2 a 20 atomes de carbone, de preference de 2 a 6 atomes de carbone 

d) les polyethers a groupes (meth)acrylate obtenus par esterification, par Tacide 
(meth)acrylique, des groupes hydroxyle terminaux d'homopolymeres ou 
copoly meres d'alkyleneglycols en C1.4, 

e) les epoxyacrylates obtenus par reaction entre 

- au moins un diepoxyde et 

- un ou plusieurs acides carboxyliques ou polyacides carboxyliques 
comportant au moins une double liaison ethyienique en a,P du groupe 
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carboxylique comme Tacide (m6th)acrylique, Tacide crotonique comportant 
au moins une double liaison (m6th)acrylique, tels que Tacide 
(meth)acrylique, ou les esters d'acide (meth)aciylique et d'un dioi ou polyol 
ayant de 2 a 20 atomes de carbone, de preference de 2 a 6 atomes de 
5 carbone. 

f)les poly(meth)acrylates d'(alkyle en C1.50) comportant au moins deux 
fonctions a double liaison 6thyl6nique portees par les chaines 
hydrocarbonees laterales et/ou terminales, 

gjes polyorganosiloxanes a groupes (meth)acrylate ou (meth)acrylamide 
10 obtenus respectivement 

- par esterification, p. ex. par Tacide (meth)acrylique, de 
polyorganosiloxanes, de preference de polydimethylsiloxanes (PDMS), 
portant des groupes hydroxyle terminaux et/ou lat&aux, 

- par amidification, par exemple par Tacide (m6th)acrylique, de 
15 polyorganosiloxanes porteurs de groupes amine primaire ou secondaire 

lateraux et/ou terminaux, 
h) les perfluoropolyethers a groupes acrylate obtenus par esterification, par 
exemple par Tacide (meth)acrylique, de perfluoropolyethers portant des 
groupes hydroxyle lateraux et/ou terminaux, 
20 i) les dendrimeres et polymeres hyperramifies portant des groupes terminaux 
(meth)a cry late ou (meth)acryl amide obtenus respectivement par 
esterification ou amidification de dendrimeres et de polymferes 
hyperramifies a fonctions terminales hydroxyle ou amino, par de Tacide 
(meth)acrylique. 

25 

4 . Composition cosmetique photor6ticulable selon la revendication 3, 
caracterisee par le fait qu*elle contient un ou plusieurs des polymeres (a) a (h) en 
association avec un ou plusieurs dendrimeres et/ou polymeres hyperramifies a 
groupes (meth)acrylate (i). 

30 

5 . Composition cosmetique photordticulable selon la revendication 3, 
caract6ris6e par le fait qu'elle contient un ou plusieurs des polymeres (a) a (h) en 
association avec un polythiol. 
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6. Composition cosmetique selon la revendication 1 ou 2, caracteris6e par le fait 
que ie polymere est un polyene comportant au moins deux groupes allyliques 
terminaux et/ou lat6raux, associ6 k un polythiol, le polyene comportant au moins 
deux groupes allyliques terminaux et/ou lateraux 6tant obtenu par 

5 polycondensation 

- de diols aliphatiques lineaires ou ramifies ou cycloaliphatiques comportant 
notamment de 2 a 50 atomes de carbone, de preference de 2 a 20 atomes de 
carbone, de diols aromatiques ayant de 6 a 50 atomes de carbone, de 
preference de 6 a 20 atomes de carbone et 

10 - de diacides carboxyliques aliphatiques lineaires ou ramifies ou 
cycloaliphatiques comportant notamment de 3 a 50 atomes de carbone, de 
preference de 3 i 20 atomes de carbone, de diacides carboxyliques 
aromatiques ayant notamment de 8 a 50 atomes de carbone, de preference 
de 8 a 20 atomes de carbone, et/ou de diacides carboxyliques issus de 

15 dimeres d'acides gras k insaturations ethyleniques, ou de diisocyanates, 

triisocyanates et/ou polyisocyanates aliphatiques cycloaliphatiques et/ou 
aromatiques ayant notamment de 4 a 50, de preference de 4 a 30 atomes de 
carbone 

en presence d'un monoalcool porteur de 2 groupes a insaturation allylique 
20 comme Tether diallylique de trim6thylolpropane. 

7. Composition cosmetique photor6ticulable selon Tune des revendications 
pr6cedentes, caracterisee par le fait que le polymere a une masse molaire 
moyenne en poids superieure a 1000, de preference comprise entre 2000 et 

25 10 000. 

8. Composition cosmetique photoreticulable selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee par le fait que la concentration des 
polymeres a doubles liaisons ethyleniques est comprise entre 0,1 et 99 % en 

30 poids, de preference entre 1 et 90 % en poids, par rapport a la composition 
cosmetique photoreticulable. 

9. Composition cosmetique photoreticulable selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee par le fait que le photoamorceur 




radicalaire est choisis parmi les a-hydroxycetones, les a-aminoc6tones, les 
chloroacetophenones, les cetones aromatiques de prdftrence associ^es a un 
compose donneur d'hydrogene, les ethers de benzoine, les a-dicetones 
aromatiques et les oxydes tfacylphosphine. 
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10. Composition cosm6tique photor^ticulable selon Time quelconque des 
revendications 14 8, caracterisee par le fait que le photoamorceur est choisi 
parmi les photoamorceurs copolymerisables comportant au moins un groupe 
photoamorceur et au moins ime double liaison ethylenique. 

1 1 . Composition cosmetique photoreticulable selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 8 caract6ris6e par le fait que le photoamorceur est un 
oligomere ou polymere de masse mol6culaire moyenne au moins 6gale k 500, ou 
un photoamorceur immobilise sur une molecule de masse moleculaire moyenne 
au moins 6gale k 500. 



20 



12. Composition cosmetique photoreticulable selon la revendication 11, 
caracterisee par le fait que le photoamorceur oligomere est un oligomere de 
formule 




avec n = 2 ou 3 



13. Composition cosmetique photoreticulable selon Tune quelconque des 
revendications pr6cedentes, caracterisee par le fait que Ton utilise un melange de 
plusieurs photoamorceurs ayant differentes longueurs d'onde d'absorption. 



25 




14. Composition cosmetique photor6ticulable selon Tune quelconque des 
revendications pr6c6dentes, caracterisee par le fait que la quantite totale de 
photoamorceur est comprise entre 0,1 et 10 % en poids, de preference entre 0,2 et 
5 % en poids, rapportee au poids total d'oligomdre et/ou de polymere comportant 

5 des doubles liaisons ethyleniques. 

15. Composition cosmetique photoreticulable selon Tune quelconque des 
revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle contient un ou plusieurs 
solvants choisis parmi Teau et les solvants organiques physiologiquement 

10 acceptables tels que les cetones, alcools, glycols, ethers de propyleneglycols, 
esters a chaines courtes, alcanes, hydrocarbures aromatiques et silicones, tous 
liquides a temperature ambiante, et des melanges de ceux-ci. 

16. Composition cosmetique photoreticulable selon Tune quelconque des 
15 revendications prec6dentes, caracterisee par le fait qu'elle contient en outre des 

adjuvants et additifs utilises couramment dans des vernis a ongles, choisis 
notamment parmi les pigments et colorants, les agents plastifiants, les agents de 
coalescence, les agents conservateurs, les cires, les agents epaissisants, les 
parfoms, ies filtres UV, les actifs cosmetiques pour le soin des ongles, les agents 
20 d'etalement, les agents anti-mousses et les agents dispersants. 

17. Procede de revetement des ongles et faux-ongles comprenant 

- I'application d'une composition cosmetique photoreticulable selon Tune 
quelconque des revendications 1 i 16, sur les ongles ou faux-ongles, et 
25 - Texposition du film depose a un rayonnement de longueur d'onde approprie 
pendant un temps suffisant pour induire la reticulation dudit film. 

18. Procede selon la revendication 17, caracterise par le fait que les ongles ou 
faux-ongles sont deja couverts par un premier revetement cosmetique non 

30 reticulable sous rayonnement. 



19. Procede selon Tune des revendications 17et 1 8, caracterise par le fait que de 
rayonnement a une longueur d'onde comprise entre 210 et 600 nm. 
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20. Precede selon I'une quelconque des revendications 17 k 19, caracterise par 
le fait que le temps d'exposition est compris entre 1 et 20 minutes, de preference 
entre 2 et 10 minutes. 
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